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Nos dultimos quatro anos, com a implantag3o do
espectrémetro de correlagioc angular -y, no Laboratério de
Correlag3o Angular Direcional do Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares (IPEN) e espectrémetro de correlagao
angular e-y do Grupo de Espectroscopia do Instituto de Fisica da
Universidade de S3o Paulo <IFUSP), tornou-se necessario o
desenvolvimento de técnicas para confecgdo de fontes-f3 e elétrons
de convers3o considerando-se os efeitos que o elétron sofre na
emiss3o da f ont.e2 radioativa. Desta forma, esta fonte deve =ser
fina < 1 ug/cm> e uniforme, depositada sobre um susbstrato
C'backing') fino (= 1 mg/cm™), de numero atédmico baixo, uniforme
e condutor para evitar a variag3o da energia do elétron emergente
da fonte radicativa devido a efeitos de auto-absorg3o,
retro-espalhamento e carregamento coulombiano da mesma, causando
distorgd ° no . espectro registrado e, conseqlientemente,
interpretagdo incorreta dos resultados experimentais.

A técnica de ‘elect.ro-spray”, . fol desenvolvida
inicialmente por Carswell e Milsted. Esta técnica consiste na
deposigio do composto quimico radioativo a partir da sua
dissolugdo em solvente organico e introdug3io no interior de um
capilar de vidro ddidAmetro interno < 1 mm) onde ha um fio fino,
metalico, como eletrodo situade a alguns milimetros da sua
extremidade. Em condigSes normais a solug3io radiocativa n3io pode
pingar possibilitando uma boa condigdoc de ‘'spray". O “backing",
também  metalico, ¢ situado alguns centimetros  abaixo da
extremidade do capilar. Um esquema desta montagem ¢é apresentado
na figura abaixo. O sistema submetido a uma diferenga de poten-
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aial C(ddp) variando de 3 a 10 kV, por uma fonte de tens3o ligada
aos eletrodos, possibilita a ejeg3o da solug8o do capilar. Nestas
condigBes o solvente volatiza-se e o composto radioativo é
depositado sobre o ‘“backing”. Para que a fonte radiocativa
permanega aderente ¢é necessario submeter o conjunto a um
aquecimento até a temperatura préxima do ponto de fusSo do
“backing".
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As variaveis que influenciam na qualidade do
composto quimico depositado sFo: viscosidade, tens3o superficial,
press3o de vapor e concentragio da soluglio; diametro do conjunto

capilar eletrodo; distancias capilar x "backing'” e extremidade do

capilar x extremidade do "backing'; ddp aplicada aco conjunto.

2 sC."c?m base nestas wvariaveis e partir de pesquisa
biblografica ™", escolheu~-se o nucleo de Co para os testes

iniciais. Desta forma, dissolveu-se CoClz+6HzO em etanol -

concentragdo de 500 ugCosml, utilizou-se um capilar, com diémetro
interno de 054 mm, eletrodo de platina, com didAmetro de 0.46 mm
e uma fonte de tensfBo de 10 kV dc. Nestas condigSes foram
efetuados levantamentos de curvas tens3o X corrente para
distancias capillar x ‘“backing” de &, 10, 15, 20 e 25> mm e
extremidade do capilar x extremidade do eletrodo [(1, 3, 5, 7> mm,
eventualmente 0, 15, 200mml visando definir a melhor regiio de
tens3o para “spray'’. Ap6és definir-se regidio de tens3do adequada
confeccionou-se amostras <ainda n3do radioativas), nas distancias
acima definidas, para observagdo comparativa da melhor qualidade
do depésito dos pontos de vista macroscépico e microscopico.
Desta forma foram confeccionadas 25 amostras. Além dissc?,
submeteu-se alguns dos depésitos a um aquecimento de 600°C
(temperatura préxima do ponto de fusio do Aluminio que foi
utilizado como "backing') para tornar o composto quimico
depositado aderente.

Sistematicamente observou-se que haA uma variagio da
coloragdo do material depositado dependendo da distancia capilar
x "backing”. Isto deve-se a0 fato da maior dificuldade de
evaporagdo do solvente guando o capilar estiver mais préximo do
“backing". Observou-se ainda que quanto menores s3o as distancias
extremidade do capilar x extremidade do eletrodo, menores s3do as
dimensdes ‘das goticulas depositadas. Desta forma pode-se
concluir, a principio, que a melhor relagao de distancias
considerando-se as condiges inicialmente estabelecidas s3o:
tdistdncia extremidade do capilar x extremidade do eletrodo= 1 mm
2disténcia capilar x “backing"= 20 mm. A partir do aquecimento
observou~-se que o composto quimico depositado torna-se aderente.
Os teste realizados observando-se variag3o de concentrag3o ndo
comprometeram uniformidade do depésito e nem alteraram

significativamente a regido de tens3o pré estabelecida nos testes
iniciai=s.

Para conclus3o final, resta realizar-se estudos
variando-se os didmetros do conjunto capilar eletrodo e
definir~se a espessura e fator de auto-absorgio e
auto-espalhamento da fonte radioativa depositada.
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